
TECNOPLATE 3000 PW è un processo di 

nichelatura chimica ad alto contenuto di 

fosforo, adatto per applicazioni industriali 

con eccellenti proprietà funzionali nei 

termini di duttilità, minime tensioni 

interne in rapporto all’invecchiamento 

della soluzione, saldabilità e resistenza 

alla corrosione. La sua formulazione lo 

rende conforme alle direttive RoHS e ELV.

CARATTERISTICHE

% di Fosforo in lega 10,5% - 12%

Durezza a 75 micron 450 – 525 HV

Durezza a 75 micron dopo trattamento termico (1 h a 400°C) 850 – 950 HV

Punto di Fusione 880°C

Densità 7,6 – 7,9

Indice TABER (mg/1000 cicli – CS10, 1Kg) 22 - 24

Indice TABER (HT@ 360 o C, 0,5 – 1 h) 10 - 14

Proprietà Magnetiche NON Magnetico

Test Acido Nitrico Conforme

CONDIZIONI OPERATIVE

Concentrazione Ni 6 g/L

Concentrazione Ipofosfito 38 g/L

Temperatura 85°C – 92°C

pH 4,6 – 5,0

Carico Superficie/Volume 1,0 dm2/Lt

TECNOPLATE 3000 PW

TECNOCHIMICA S.P.A.

Uffici e Magazzino Via Monferrato 73/75, S. Giuliano Milanese (MI)
Laboratorio & Produzione Via Monferrato 103, S. Giuliano Milanese (MI) 

 +39 02 98.28.15.14    info@tecnochimica.net     www.tecnochimica.net

Visita il sito

L’EVOLUZIONE 
DEI PROCESSI 
GALVANICI


